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研究評価委員会分科会の設置について 

 

技術委員・技術委員会等規定３１条に基づき、 

研究評価委員会において、 

 

研究評価委員会 

「後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発」(事後評価)分科会 

が設置された。 

 

 

表 １ 研究評価委員会「後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発」 

（事後評価）分科会委員名簿 

        
氏名 所属、役職 

分科 

会長 田中
たなか

 博
ひろし

 東京医科歯科大学 名誉教授 

分科 

会長 

代理 
深水
ふかみず

 昭
あき

吉
よし

 筑波大学 生命領域学際研究センター 教授 

委員 

大川
おおかわ

 滋
しげ

紀
のり

 
日本たばこ産業株式会社 執行役員 医薬事業部  

医薬総合研究所 所長 

久保
く ぼ

 充
みち

明
あき

 
国立研究開発法人 理化学研究所 統合生命医科学研究セ

ンター 副センター長 

中西
なかにし

 理
おさむ

 
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構  

創薬支援戦略部 西日本統括部長 

永瀬
ながせ

 浩喜
ひろき

 千葉県がんセンター研究所 研究所長 

敬称略、五十音順 

 

 


